El concepto Dual Rinse®
Limpieza, desinfeccion y acondicionamiento continuo

cem

Preparar Irrigar en la ca- Preparacion del Determinacion

la solucion vidad de acceso tercio coronal del electrénica de la Instrumentacién '""?lac:?"
“todo en uno” cameral conducto radicular longitud de trabajo final
1 cépsula de Dual Depositar la Conformar con un Glide Path Instrumentar con los Irrigar, agitar o
Rinse HEDP solucién en la reservorio de la conductos radiculares activar, renovar la
por cavidad de acceso  solucion irrigadora en rellenos de la solucion solucién
la cavidad de acceso irrigadora
10 ml de hipoclorito . ., .
sédico (NaOCI) 0,5-1ml 0,5 -1 ml por Sin solucién en la 0,5-1ml por Minimo 1 ml por
(0,5 - 5,25%) conducto/instrumento cavidad de acceso  conducto/instrumento  conducto radicular
*El tratamiento se considera finalizado cuando la «prueba del Champan» es negativa, es decir, Designed by Dr. Silvio Lottanti

cuando no aparecen nuevas burbujas en la solucién después de la agitacién/activacion.

Una solucidn es la solucién |




